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カーボンナノチューブの電界放出特性とその応用(特にディスプレイなどの表示デバイス)に関する研究

CVD法によるカーボンナノチューブの高効率・精密合成の研究
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《一言アピール》
CVD法によるCNTの合成および評価に関して豊富な経験を有しており、CNTに関する様々な技術指導に対応
可能です。
特にCNTの平面基板への薄膜状形成、CNTの電界電子放出特性評価を得意としています。
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